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Oferta nr. 34/13

Tytut

Sposéb otrzymywania platformy do badan substancji chemicznych technikg
wzmochionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem
platforma

Petne Streszczenie

Przedmiotem wynalazku jest sposdb otrzymywania platformy do badan substancji
chemicznych technikg wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i
otrzymana tym sposobem platforma. Bardziej szczegétowo, wynalazek ujawnia nowa
powierzchnie do analizy wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (ang.
Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) bazujgca na warstwie tlenku cynku
otrzymang metoda osadzania warstw atomowych (ang. Atomic Layer Deposition,
ALD), o wysoce rozbudowanej powierzchni, pokrytej ztotem.

Tworcy

Elzbieta Guziewicz, Dmytro Snigurenko, Krzysztof Kopalko, Evelin Witkowska, Tomasz
Szymborski, Agnieszka Michota-Kaminska

Dziedzina

® Przyrzady - Optyka
® Przyrzady - Analiza materiatéw biologicznych
®* Chemia - Technologia powierzchni, powtoki

Zalety / innowacyjne aspekty

* Wysoki wspétczynnik wzmocnienia Ramanowskiego,
* Mata ilos¢ defektdéw powierzchni,



®* Powierzchnia wysoce rozbudowana,
® Szeroki zakres zastosowan.

Stowa kluczowe

Raman, SERS, ALD, wzmochiona powierzchniowo spektroskopia Ramana, osadzanie
warstw atomowych

Zastosowanie

Technologie przemystowe, Obrébka powierzchniowa, Technologie materiatowe,
Wtasciwosci materiatéw, Mikro. i Nano. technologie

Stan zaawansowania
etap prototypu
Prawa wtasnosci intelektualnej
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